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Investigadores,
4.3 Proyectes de investigacion,
desarrollo tecnoldgico e innovacisn 1 1 1 1 3 15 2 1 1 1 2 4 23 Pa
4.4 Estudiantes de licenciatura y
posgrado que participan en
proyectos de investigacién 15 2 15 4 45 93 30 ) 15 3 30 11 122
cientifica, desarrollo tecnoldgico e
innovacién.
S Regirose proristad 1 0 A N/A A N/A NA N/A NiA N/A 1 0 0
intelectual
6 6 24 7 20 63
5.2 Porcentaje de egresados 0,
incorperades al mercade laboral, Bo% 75% 50% 32% 50% 29% 50% 22% wA [ A | N/A 50% 40% 33%
8 19 83 32 50 192
5.3 Proyectos vinculades con los
sectores plblico, social y privado. 0. 3 44 3 28 46 s 18 e 12 i 13 105
s
5.4 Estudiantes que participan en E .
proyectos vinculados con los. 7 3 8 13 19 47 6 i8 3 12 9 13 106 u nwm
sectores publico, social y privado. r
7Y 1
5.5 Empresas incubadas a través : L LiC. WARIA (TRCOALEWK ESQUIVEL
del modsla institucional de NiA N/A NIA N/A NIA 3 A N/A NiA N/A 17 4 7 LOZAN
incubacion empresarial . g i
5 -
5.6 Estudiantes que participan en ¢l
Modelo Talents Emprendedor NiA N/A - NA N/A N/A 8 N/A N/A NiA N/A 3 4 12
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